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Toluca, México, a 14 de marzo de 2023

CIUDADANO RICARDO LOZANO MANJARREZ
Carretera Ctumba Ciudad Sahagun Kilometro 3, Colonia Macienda Soapayucan, Municipio de
Axapusco, Estado de México. C.P. 55940, Correo Electrénice: icaza@me.com

PRESENTE

En atencidn al Formato FF-SEMARNAT-038, (Autorizacién para el manejo de residuos peligrosos modalidad A

Centros de acopio) y anexos recibidos en esta Oficina de Representacion de SEMARNAT 2l 07 de marzo del
afio en curso, mediante ef cual el C. RICARDO LOZANO MANJIARREZ, solicita la Autorizacidn para el Acopio de
Residuos Peligrosos, al respecto le comunico lo siguiente.

RESULTANDO

1. Que mediante Formato FF-SEMARNAT-038, (Autorizacidn para el manejo de residuos peligrosos modalidad
A Centros de acopio) y anexos recibidos en esta Oficina de Representacion de SEMARNAT el 07 de rarzo
de 2023, el C. RICARDO LOZANO MANIARREZ, solicita la Autorizacién para el Acopio de Residucs Peligrosos,
cuyo tramite quedo registrado con la bitdcora: Ne. 15/H2-0183/03/2023; v

CONSIDERANDO

L. Con fundamento en lo dispuesto en los Articulos 8° de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 2° fraccidn |, 26 y 32 BIS y quinto transitorio de la Ley Organica de la Administracién PUblica
Federal, 1° Fracciones |, Il, VI, VIl y X, 4%, 5° Fracciones |, Il ¥y V1,150,151, 151 BIS, 152 BIS y 171 de la Ley General
del Equilibrio Ecolégico y Ia Proteccién al Ambiente; 7 fracciones Xi, 50 fraccién [, 80 fracciones X y X, 81,
séptimo y décimo segundo transitorios de la Ley General para la Prevencidn y Gestidn Integral de los
Residuos; 3° 8°, 13, 14, 35, 44, 57 Fraccidn | y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Articulos
48, 49 fraccion [, 50, 55 fraccién i, 58 fraccidn i, 68, 82, y 84, deal Reglamento de la Ley Generat para la
Prevencidén y Gestidn Integral de los Residuocs; 1°, 3 Letra A, Fraccién VI, inciso a, 33, 34 vy 35 Fraccién X inciso
f del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente ¥ Recursos Naturales. Esta Oficina de
Representacién de SEMARNAT es competente, para conocer y resclver la peticién realizadz por la persona

fisica referida, o

IL.Que para obtener la Autorizacién antes indicada, el C. RICARDO LOZANO MANJARREZ, presentd la
siguiente documentacién:
* Pago de derechos por actualizacién por un monto de $5420.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS 00100 M.N).
* Formato FF-SEMARNAT-038, Autorizacién para el manejo de residuos peligrosos modalidad A:
Centros de acopio, requisitado. :

Por lo que en uso de sus facultades y atribuciones esta Oficina de Representacion de SEMARNAT :

RESUELVE
PRIMERO.- Dar por atendida la solicitud de Autorizacidn para el Acopio de Residuos Peligrosos, ingresada en
esta Oficina de Representacién de SEMARNAT el 07 de marzo de 2023, por el C RICARDCO LOZANO
MANJARREZ.
SEGUNDO.- Otorgar con el No. 15-11-155-23, ia Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, a el C.
RICARDO LOZANO MANIJARREZ con fundarmento en el ordenamiento citado en el Considerando 1 v li dei

presente Cficio Resolutivo. '

TERCERO.- Esta Autorizacién parz ef Acopio de Residuos Peligroscs, se regird por los siguientes:
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TERMINOS

l. Esta Autorizacion se otorga considerando que la responsabilidad del manejo vy disposicién final de los
residuos peligrosos corresponde a quien los genera; en el caso de empresas autorizadas por la Secretaria
para la prestacién de servicios de manejo y disposicion final, éstas serdn responsables por las operaciones
que realicen con los residuos peligrosos, en términos de lo que establece el articulo 42 de la Ley General
para la Prevencion y Gestidn Integral de los Residuos, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas v
demas disposiciones juridicas aplicables en la materia.

- Las viclaciones a los preceptos establecidos en la Ley General para la Prevencién y Gestién Integral de los
Residuos y las disposiciones gue de ella emanen, asi come el incumplimiento de los términos Y
condicionantes establecidos en esta Autorizacién serdn sancionadas administrativamente por la Secretaria,
de conformidad con dicha Ley v la Ley General del Equilibrio Ecoldgice y la Proteccién al Ambiente: lo
anterior, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles 0 administrativas establecidas en otras disposiciones
Juridicas aplicables.

Il.La Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente sera la encargada de verificar el cumplimiento de las

condicionantes establecidas en la presenta Autorizacidn.

IV.Esta Autorizacidn se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos y/o licencias que deban observarse
por parte de otras autoridades federales, estatales y municipales competentes.

V. Las personas responsables de actividades relacionadas con la generacién y manejo de materiales N
residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminacién de sitios con éstos, estan obligadas a llevar a
cabe las acciones de remediacion que resulten necesarias conforme a lo dispuesto en la Ley General para la
Prevencion y Gestion Integral de los Residucs, su Reglamento y demds disposiciones aplicables.

4

TERCERO - La presente Autorizacidn queda sujeta al cumplimiento de las siguientes:
CONDICIONANTES:

Condicionante 01- La presente Autorizacién se otorga con una vigencia de diez afios a partir de la fecha de
su emision, y podrd ser prorrogada a solicitud expresa del interesado, en el Gitimo afio de vigencia de Iz
autorizacion y hasta cuarenta y cinco dias habiles previos al vencimiento de la vigencia mencionada, junto con
la resolucién administrativa emitida por la Oficina de Representacién de Proteccién Ambientz| de la
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente en el Estado de México, en la gue acredite el cabal
cumplimiento de los términos y condicionantes de |a presente.

Condicionante 02- La presente Autorizacidn es personal; en caso de pretender transferiria, el C. RICARDO
LOZANG MANJARREZ, deberé solicitarlo por escrito de conformidad con el articulo 64 del Reglamentc de la
Ley General para [a Prevencidn y Gestidn Integral de los Residuos, v a los reguisitos establecidos en el Tramite
correspondiente, asi como el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y aplicables al mismo, a
efecto de que se determine lo procedente.

Condicionante 03.- El C. RICARDO LOZANO MANIARREZ, en caso de solicitar uma actualizacién a su
autorizacion, deberd informar y presentar copia simple a esta Dependencia, si cuenta con algun
procedimiento administrativo, instaurado por la Oficina de Representacién de Proteccidn Ambiental de la
Procuraduria Federal de Proteccidén al Ambiente en el Estado de México.

Condicionante 04.- £| C. RICARDO LOZANO MANIARREZ, previo al ingreso at Centro de Acopio de Residuos
Peligrosos, verificard que tales residucs se encuentren debidamente identificados, clasificados, etiquetados,
marcados y envasados. ’

Condicionante 05- El C. RICARDO LOZANG MANIJARREZ, debe llevar una bitdcora de residuos peligrosos
almacenados, fa cual debera estar disponible para su consulta por la autoridad competente.

Condicionante 06.- La presente Autorizacién se otorga para la prestacion de servicios a terceros de un Centro
de Acopio de Residuos peligrosos relacionados con: Cubas slectroliticas gastadas de la reduccién primaria de
aluminio; licor gastado generado por las operaciones de acabado del gcero en instalaciones pertenecientes a
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la industria dei hierro y del acero; lodos y polvos del equipo de control de emisiones de fundicidn y afinado en
la produccion secundaria de plomo; solucidn gastada proveniente de Ja lixiviacion dcida de los lodos/polvos del
equipo de control de emisiones en la fundicidn secundaria de plomo; residuos que no se reintegren al proceso
de la preduccion de coque y que no puedan ser reutilizados; carbdn agotado del tratamiento de aguas
residuzales que contienen explosivos; lodos del tratamiento de aguas residuzles en fa fabricacion, formulacidn y
carga de los compuestos iniciadores base plomo; residuos de agua rosa-roja vy de acidos gastados de la
manufactura de TNT; catalizadores gastados del proceso de “hidrocracking” catalitico de residuales en la
refinacién de petrélec; lodos de ia separacidn primaria de aceite/agua/sdlidos de la refinacién del petrdlec-
cuslquier lodo generado por separacién gravitacional de aceitefagua/sdlides durante el almacenarniento o
tratamiento de aguas residuales de procese y aguas residuales aceitosas de enfriamiento, de refinerfas de
petroleo tales lodos incluyen, pero no se limitan, a aguellos generados en separadores de aceite/agua/sdlidos;
tanques y lagunas de captacidn; zanjas y otros dispositivos de transporte de agua pluvial; lodos generados de
aguas de enfriamiento sin contacto, de un solo pasc, segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas
de enfriamiento aceitosas y lodos generados en unidades de tratarmnientos bioldgicos; lodos de sepearacién
secundaria (emulsificados) de aceitefagus/sélidos; cualquier lodo y/o nata generado en la separacién fisica y/o
guimica de aceitefagua/sslidos de aguas residuales de proceso y aguas residuales aceitosas de enfriamiento
de las refinerias de petrdlec; tales residuos incluyen, pero no sa limitan a, todos los lodos y las natas generadas
en: unidades de flotacién de aire inducids, tengues y lagunas de captacién y todos los lodos generados en
unidades DAF (flotacién con aire disuelto); lodos generados de aguas de enfriamiento sin contacto, de un solo
paso, segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas de enfriamiento aceitosas; lodos y natas
generados en unidades de tratarnientos bioldgicos; lodos del separador AP| vy cdrcamos en la refinacién de
petréleo y almacenamiento de productos derivados; lodaos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos;
lodos de la limpieze de los haces de tubos de los intercambiadoeres de calor; lodo hidrocarburo; natas del
sisterma de flotacidon con zire disuelto {FAD) en lz refinacidn de petrdlec v almacenamiento de productos
derivados; solidos de emulsion de aceites de baja calidad en la industria de refinacion de petrdleo; fondos de la
etapa de destilacion en la produccidén de acetaldehido via oxidacion de etilenc: cortes laterales de la etapa de
destilacién en fa produccién de acetaldehido via oxidacién de etilenc; residuog de procesos, incluyendo pero
no limitado a residuos de destilacion, fondos pesados, breas vy residuos de ja limpieza de reactores de Ia
produccién de hidrocarburos aliféticos clorados por procesos de canzlizacién de radicales libres que tienen
cadenas de hasta 5 (cince) carbones con diversas cantidades y pesiciones de sustitucién de cloro; residuocs de
pigmentos base cromo y base plomo; lodos de las plantas de tratamientc de aguas residuales en la
produccién de carbamatos, herbicidas clorados; plaguicidas organo-halogenadoes; organo-arsenicales; drgano-
metélicos y drgano-fosforados; residuos de la preduccidn de carbarmatos, herbicidas clorados; plaguicidas
érgano-halogenados; drgano-arsenicales; érgano-metélicos y érgano-fosforados; lodos sedimentados vy
soluciones gastadas generados en los procesocs de preservacion de la madera; carbdn activado gastado en la
produccidn de farmacéuticos veterinarios de compuestos con arsénico y érgano-arsenicales; residuos de breas
de la destilacion de compuestos a base de anilina en la produccién de productos veterinarios de cormpuestos
de arsénico y organoc-arsenicales; filtros de las casas de bolsas en la produccion de éxide de antimonie,
incluyendo los filtros en la produccién de productos intermedios (antimonio metélico y oxido de antimonio
¢rudo); escorias de la produccién de dxido de antimonio, incluyendo aquelias de los productos intermedios
(antimonio metélico y oxido de antimonio crudo); lodos de la purificacidn de salmusera, donde ia salmuera
purificada separada no se utiliza, en la produccién de cloro (proceso de celdas de mercurio}; lodos del
tratamiento de aguas residuales en la produccion de clore (proceso de celdas de mercurio); residuos de
hidrocarburos clorados de la etapa de purificacidon en la preduccion de cloro (proceso de celdas de diafragma
usando anodos de grafito); lodos del tratarmiento de aguas residuales de la produccién de pigmentos naranja
y amarillo de cromo; lodos del tratamiento de aguas residuales de [a produccién de pigmentos verdes de
cromo; lodos del tratamiento de aguas residuales de la produccidn de pigmentos verdes de oxido de cromo
(anhidros e hidratados); residucs del horno de la produccién de pigmentos verdes de éxido de cromo; lodos de
tratamiento de aguas residuales de la produccidn de pigmentos azules de hierro; lodos del tratamiento de
aguas residuales de la produccidn de pigmentos naranja de molibdato; lodos del tratamiento de aguas
residuales de la produccion de pigmentos amarillos de zing; residuos de la manufactura y del almacenamiento
en planta de cloruro férrico derivado de acidos formados durante la produccién de bidxido de titanio
mediante el proceso cloruro-ilmenite; lodos de las descargas de aguas residuales en la produccién de
acrilonitrilo; fondos de ia columna de acetonitrilo en la produccidn de acrilonitrilo; fondos de la columna de
purificacién de acetonitrilo en la produccidn de acrilonitrilo; domos Jligeros de la destilacién Inicial en la
- i
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produccién de anhidrido ftlico a partir de naftaleno; fondos de la destilacion final en la produccién de
anhidrido ftdlico & partir de naftaleno; domos ligeros de la destilacién inicial en la produccidn de anhidrido
ftélico a partir de orto-xileno; fondas de Iz destilacidn final en [a producciéon de anhidrido ftalico a partir de
orto-xileno; fondos de la destilacidén en la produccién de anilina; residuos del proceso de extraccién de anilina;
residuos provenientes del lavado de gases, de condensacion, de depuracidn y separacidn en la producciéon de
carbamatos y carbomil oximas; materiales orgénicos del tratamiento de residuos de tiocarbamato en la
produccién de carbamatos y carbomil oximas; polvos de casas de boisas v sdlidos de filtrado/separacién de la
produccidn de carbamatos y carbomil oximas: residuos organicos {incluyendo fondos pesados, estancados,
fondos ligeros, solventes gastados, residuos de la filtracidn Y la decantacion) de la produccién de carbamatos y
carbomil oximas; sdlidos de purificacién {incluyendo sélidos de filtracién, evaporacién v centrifugacién), polvos
de cases de bolsas y de barrido de piscs en la produccién de acidos de tiocarbamatos y sus szles en la
produccidén de carbamatos y carbomil oximas; fondos de [a columna de destilacién o fraccionamiento en la
produccion de clorobencenos; corrientes separadas del agua del reactor de lavado de clorobencenas: fondos
de la etapa de destilacién en la produccién de cloruro de bencilo; fondos pesades de la columna de
fraccionamiento en la produccién de clorurc de etilo; fondos pesados de I destilacion de clorure de vinilo en
la produccién de mondmero de cloruro de vinilo; lodos del tratamiento de aguas residuales de I3 produccién
de diclorurc de etileno o de mondmere de cloruro de vinilo; lodos del tratamiento de aguas residuales de la
produccion de mondmero de cloruro de vinilo en la gue se utilice cloruro de mercurio cormo catalizador en un
proceso base acetileno; residuos del tavador de gases de venteo del reactor en la produccién de dibromuro de
etileno via bromacién del etileno; sélidos adsorbentes gastados de la etapa de purificacién del dibromuro de
etileno obtenido a partir de la bromacién del etileno; fondos de la etapa de purificacién del dibromuro de
etileno obtenido a2 partir de la bromacion del etileno; condensados orgédnicos de la colurmna de recuperacién
de solventes en la produccién de diisocianato de tolueno via fosgenacién de la toluendiamina; residuos de
centrifugacion vy destilacién en la produccién de diisocianato de tolueno via fosgenacidn de la toluendiamina;
fondos de fa torre de separacién de productos en |a produccidn de 11-dimetil hidracina a partir de hidracinas
de &cido carboxilico; cabezas condensadas de la columna de separacién de productos y gases condensados
del venteo del reactor en la produccién de 11-dimetil hidracina a partir de hidracinas de acido carboxilico;
cartuchos de los filtros agotados de Ia purificacion de ta 1,1-dimetil hidracina obtenida a partir de hidracinas de
dcido carboxilico; cabezas condensadas de la columna de separacion de intermedios en la produccidn de 1,1-
dimetil hidracina a partir de hidracinas de acido carboxilico; residucs provenientes del lavado de
dinitrotolueno obtenido a partir de fa nitracién de toluenc; fondos pesados de Iz columna de purificacién da la
epiclorhidring; fondos pesados (brea) de |a etapa de destilacidn en la produccién de fenol/acetona a partir del
cumeng; residuo de catalizador agotado de antimonio en solucidn acuosz en la produccién de fluorometanos;
colas de las descargas en la produccién de metil etil piridinas: corrientes combinadas de aguas residuales en la
produccién de nitrobencenc/anilina; fondos de la destilacidn en la produccidn de nitrobenceno mediante la

nitracidn del benceno; fondos pesados o productos residuales de la etapa de destilacidn en la preduccién de T

tetracloruro de carbone; agua de reaccidn (subproducto) de la columna de secado en la produccidn de
toluendiamina via hidrogenacidn de dinitrotolueno; fondos ligeros liquides condensados de la etapa de
purificacion de la toluendiamina obtenida a través de la hidrogenacidn de dinitrotoiuenc; vecinales de la
etapa de purificacidn de la toluendiamina obtenida a través de la hidrogenacién de dinitrotolueno: fondos
pesados de la etapa de purificacidon de Ia toluendiamina obtenida a través de la hidrogenacién de
dinitrotoluenc; fondos de la destilacién en la produceidn de alfa- (0 metil-) clore toluenos, cloro toluenos con
radicales ciclicos, cloruros de benzoilo y mezclas de estos grupos funcionales (este residuc no incluye fondos
de la destilacién de cloruro de bencilo); lodos del tratamiento de aguas residuales, axcluyendo lodos de
neutralizacién y bicldgicos, generados en el tratamiento de aguas residuales en la produccién de toluenos
clorados; residuos orgdnicos, excluyendo carbén adsorbente gastado, del clore gaseose gastado vy del proceso
de recuperacién de dcido hidroclérico asociado con la produccién de alfa- (® metil-) cloro toluenos, cloro
toluenos con radicales ciclicos, cloruros de benzoilo v mezclas de estos grupos funcionales; catalizadores
gastados del reactor de hidrocloracion en la produccién de 1,71-tricloroetanc; fondos de la ctapa de destilacidon

en la preduccion de 1,),1-tricloroetano; fondos pesados de la columna de destilacidn de productos pesados en .

la produccién de 1,),1-tricloroetanc; residuos del lavador con vapar del producto en la produccién de 111-
triclorogtano; fondos o residucs pesados de las torres en el proceso de produccion de tricloroetilene; residuos
del manejo de la fibra de asbesto puro, incluyendo polvo, fibras y productos facilmente desmenuzables con la
presidn de la mano (todos los residucs que contengan asbesto el cual no este sumergido ¢ fijo en un
aglutinante natural o artificial); todas las bolsas que hayan tenido contacto con la fibra de asbesto, asi como
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los materiales filtrantes provenientes de los equipos de contrcl como son: los filtros, mangas, respiradores
persenales y otros, que no hayan recibido un tratamiento para atrapar la fibra en un aglutinante natural o
artificial; todos los residuos provenientes de los procesos de manufactura cuya materia prima sea el asbesto Y
la fibra se encuentre en forma fibre, polvo o facilmente desmenuzable con |z presién de la mano; lodos de
tratamiento de aguas residuales de apagado de las operaciones de tratamienté térmico de metales donde los
cianuros son usados en los procesos; lodos de tratamiento de aguas residuales de operaciones de
galvanoplastia excepto de los siguientes procesos: (1) anodizacién de aluminic en acido sulfirico; (2) estafiado
en acero al carbdn; {3) zincado en acero al carbdn; {4) depaositacién de aluminio o zinc-aluminio en acero al
carbén; (5} impieza asociada con estafiado, zincado o aluminade en acero al carboén; v (6) grabado quimico v
acabado de aluminio depositado en acero al carbén; lodos de los bafios de anodizacién del aluminio y lodos de
tratamiento de aguas residuales del revestimiento de aluminio por conversidn guimica; residuos de los bafios
en operaciones de galvanoplastia donde los clanuros son usades en los procesos; soluciones gastadas de
bafios de cianuro de las operaciones de galvanoplastia; soluciones gastadas de los bafos de limpieza v en
operaciones de galvanoplastia donde los cianuros son usados en los procesos; residuocs de los bafios de aceite
en las operzaciones de tratamiento térmico de metales; soluciones gastadas de ciznuros de |a limpiera de
tangues de bafios de sal en las operaciones de tratamiento térmico de metales; residuos generados en la
produccidn de tri-, tetra- o pentaclorofenol; residuos de tetra-, penta o hexaclorobencenc provenientes de su
UsO como reactante, producto intermedio o componente de una formulaci{:’m, bajo condicicnes alcalinas;
residuos, excepto aguas residuales y carbén gastado de la purificacién de cloruro de hidrogeno, de la
produccién de materiales en equipos previamente usados en la manufactura {como reactivo, producto
guimico interredio o componente en un proceso de formulacién} de tri- y tetraciorofenocles. este residuo no
incluye desechos de equipos utilizados en la produccién o uso de hexaclorofeno a partir del 2.4 5-triclorofenol
altamente purificade; fondos ligeros condensados, filtros gastados vy filtros ayuda y residuos de desecante
gastado de la produccién de ciertos hidrocarburos alifaticos clorados a través de los procesos cataliticos de
radicales libres. estos hidrocarburoes alifaticos clorados son aquellos con cadenas de uno hasta cinco carbonos
¥ que contienen cloro en cantidades v sustituciones variadas; residuos de la produccién de materiales en
equipos previamente usados en la produccién ¢ manufectura de tetra-, penta- © hexaclorobencenos (como
reactivo, producto quimico intermedio o componente en un proceso de formulacidn) baje condiciones
aicalinas, excepto aguas residuales y carbén gastado de la purificacién de clorure de hidrégeno; residuales de
proceso, formulaciones gastadas de procesos de preservacién de la madera en plantas que utilizan
actualmente o hayan utilizado formulaciones de clorofenol, excepto aquellos que no hayan estado en
contacto con contaminantes de proceso: residuales de proceso y formulacicnes gastadas de procesos de
preservacion de la madera en plantas que utilicen formulaciones de creosota, excepto aguellos gue no hayan
estado en contacto con contaminantes de proceso; residuales de proceso y formulaciones gastadas de
procesos de preservacién de la madera en plantas gue utilicen formulacionas inorganicas que contengan
arsénico © cromo para preservar la madera, excepto aguellos gue no hayan estado en contacto con

contaminantes de proceso; lixiviados (liquidos que han percolado a través de residucs dispuestos en tierra); —

residuos resultantes de la incineracién o de tratamiento t&rmico de suelos contaminados con tos residuos
peligrosos; I-(o-Clorofenilitiourea/2-Clorofeniltiouraa; 2.34,6-Tetraclorofenol,  2.4.5-Triclorofenol: 2.4.5-
Triclorofenoxiacético, Acido/2,.4,5-T: 24.6-Triclorofenol;  24-Dinitrofenst; 2-Ciclohexil-4,8-dinitrofenol;  3-
Cloropropionitrile;  4,6-Dinitro-o-cresol, v sales: 4-Aminopiriding; 5-(Aminometil)-3-isoxazolol; Acetamida,
GTI58N-(aminctioxometil)-/1-Acetil-2-tiourea; Acroleina/2-Propenal; Aldicarb; Aldicarb sulfona; Aldrin; alfa,alfa-
Dimetilfenetilamina/Bencenoetanamina, alfzalfa-dimetil; alfa-Naftiltiourea/Tiourea, I-naftalenil; Alilico,
alcohol/2-Propen-1-ol; Aluminio, fosfuro de; Amonio, picrato de/Fenol, 2,4.6-trinitro-, amonio sal; Amonio,
vanadato de; Arsénico, acido HzAsO,: Arsénico, éxido As50z; Arsénico, c’>><idq As50g; AZiridina, 2-Metil-/12-
Propilenimina; Aziridina/Etilenoimina; Bario, cianuro de; Bencenotiol/Tiofenol; Benzilo, cloruro
de/Clorometilbenceno; Berilio, polvo de (todas las formas); Bromoacetona/2-Propancna, 1-bromo-; Brucina;
Calcio, cianuro de Ca(CN]z; Carbofurano; Carbono, disuifuro de: Carbosulfan; Clanhidrico, acido; Clandgeno,

cloruro de (CN)Cl; Cianégeno/Etanodinitrilo; Cianuro, sales solubles de (no especificadas de otra manera):
Cloracetaldehido; Cobre, cianuro de Cu(CN); Diclorofenilarsing; Diclorometil éter/Metano, oxibislcloro; Dieldrin;
Dietilarsina; Dietil-p-nitrofenil fosfato/Fosférico acido, dietll 4-nitrofenil gster; Diiscpropilflucrofosfato
(DFP)/Fosforofluorhidrico &cido, bis(1-metiletil) éster; Dimetilén; Dimetoato; Dinoseb/Fencl, 2-(I-metilpropil)-
4,6-dinitro; Disulfotdn; Ditiobiuret; Endosulfan; Endotal; Endrin, v sus metabolitos; Epinefrina; Estricnidin-10-
ona, y sales/Estricning, v sales; Famfur Fenilmercurio, aceteto de/Mercurio, (acetato-o)fenil-; Feniltiourea;




2023

ARa e,

Froancisco
ViEA

OFICINA DE REPRESENTACION DE L& SEMARMNAT EN EL ESTADO DE MEXICS
Oficic: DFMARNATAISEE/ 2025

MEDIO AMBIENTE

SECIETAN A DI MIDIG AMBIENTE ¥ RECUASOS MATURALES

Fisostigmina; Fisostigmina, salicilato de; Fluoring; Fluoroécetamida/2—F!uoroacetamida; Fluoroacético, acido,
sal de sodic; Forato; Forrmetanato, hidrocloruro de; Formparanato; Fosfina/Fosfhidrico, acido: Fosgenc;
Heptacloro; Hexaetil tetrafosfato/T etrafésforico, &cido, hexastil éster; Isodrin: Isolan; Manganeso
dimetiiditiocarbamate; M-cumenil metilcarbamato/3-Isopropilfenil n-metilcarbamato; Mercurio fulminato;
Metil hidracina; Metil isocianato/Metano, isocianato-; Metil paration/Fosforoticico &cido, o,0-dimetil O-{4-
nitrofenil) éster,; Metilactonitrilo/Propanonitrilo, 2-hidroxi-2-metil-; Metiocarb; Metolcarb/Carbamico &cido,
metil-, 3-metilfenil éster; Metomil; Mexacarbato: Nicotina, y sales/Piridina, 3-(1-metil-2-pirrolidinil)-, (s)-, v sales;
Niquel carbonil Ni{CO), (t-4)-; Niguel, ciznuro de Ni(CN)5; Nitrégeno, éxido de/Nitrico, éxido (NOJ; Nitrégeno,

didxido de; Nitroglicerina/1,2,3-Propanotriol, trinitrato de: n—Nitrosodimetiiamina; n-Nitrosormetilvinilaming; o,0-
dietil o-pirazinil fosforotioato; Octametilpircfosforamida/Difesforamida, octametil; Osmio dxido QsO,, (T-4)-

Oxamil; Paration; p-Clorcanilina/Bencenamina, 4-cloro~; Pentaclorofenc!; Piata, cianuro de Ag(CN); Plumbano,
tetraetil-/Tetraetilo de plomo; p-Nitroanilina/Bencenaming, 4-nitre-; Potasio, clanuro de K{CN); Potasic plata,
clanuro de/Argentato(l-), bis{ciano-c)-, potasio; Promecarb/Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil carbamato:
Propanonitrito; Propargil alcohol/2-Propin-T-ol; Selenourea; Silvex (24,5-TP)/Propancice &cido, 2-(2,4,5-
triclorofenoxi)-; Sedio, azida de: Sodio, cianure de Na(CN}; Talio, éxido de/Talico, oxido Ti50z; Talio, selenita de;

Talio, sulfato de; Tetraetilpirofosfate/Difostorics acido, tetraetil &ster; Tetraetilditiopirofosfate/Tiodifosférico
acido, tetraetil éster; Tetranitrometano: Tiofanax; 'f"iosemicarbazida/HEdrazinacgarbotioamida; Tirpato;Toxafeno;
Triclorornetanotiol; Vanadio, dxido de V50g; Warfarina, y sales, cuando estdn presentes en concentraciones

mayores que 0.3%; Zinc, cianuro de Zn{CN)3; Zing, fosfuro de ZnzP5, cuandoe estd presente en concentraciones

rmayores que 10%; Ziram); 1,1,1,2-Tetracloroetano; 11,2,2-Tetracloroetano; 11.2-Tricloroetanoc; 1,1-Diclorostileno; 13-
Dimetilhidracina; 1,24,5-Tetraclorobenceno; 123,4-Diepoxibutane;  1,2-Dibromo-3-cloropropanc;  1,2-
Bibromoetano; 1,2-Difenilhidracina; 1.2-Dimetilhidracing; 1,3,5-Trinitrobenceno; 13-Dicloropropileno/1-Propileno,
1.3-dicloro-; 1.3-Propano suttona/1,2-Oxatiolano, 2,2~diéxido:; 1,4-Dicloro-2-butilens; 1,4-Dioxanc/1,4-Dietilendxido;
T,4—Naftoquinona/1,4—NaftaIendiona; I-Metilbutadieno/1,3-Pentadieno:; 24,6-1ribremofenct; 2,4-Diclorofenol; 2,4-
Diclorofenoxiacético a’cido/2,4_—D, sales y ésteres; 24-Dinitrotolueno: 2,5-Ciclohexadien-1,4-diona; 2,6-
Diclorofenol; 2,6-Dinitrotolueno/Z-metil—],3-dinitrobenceno; - 2-4-Dimetil fenol;
2-Acetilamincflucrenc/acetamida, n-9h-flucren-2-il-;  2-Cloroeti!  vinil éter/etenc, (2-cloroetoxi}-;  2-
Cloronaftaleno/beta-Cloronaftzaleno; 2-Nitropropano; 2-Picolina/Piriding, Z2-metil-; 3,3-Diciorobenzidina; 3,2-
Dimetilbenziding; 3,3-Dimetoxibenzidina; 3-Metilclorantreno;  4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina); 4-Cloro-o-
toluiding, hidrocloruro de; 5-Nitro-o-toluiding; 7,12-Dimetilbenzolalantraceno; A2213/Etanimideticico acido, 2-
{Dimetilamino)-n-hidroxi-2-oxo-, metil éster; Acetilo, cloruro de; Acetofenona/l-Fenil-etanona; Acetona:
Acetonitrilo/2-Propancna; Acriltamida/2-Propenamida; Acrilico acido/2-Propenoico acido;  Acrilonitrilo/2-
Propennitrile; alfaalfa-Dimetil bencilhidroperdxido; alfa-Naftilamina/1-Naftalenamina; Amitrol/iH-12,4-Triazol-
3-aring; Anilina/Bencenamina; Auramina: Azaserina/l-serina, diazoacetatoléster); Barban: Benceno; Benceno,
1,7-(2,2,2-triclorcetiliden) bis[4-metoxi-: Bencensulfonilo, cloruro de; Bendiocarb; Bendiccarb fenol; Benomil;
Benzal, clorure de/Diclorometilbenceno; Benziding/[1,1-Bifenil]-4,4'-dlamina; Benzo{alantracenc;
Benzo(a}pireno; Benzo(cjacridina; Benzotricloro/T riciorometilbenceno; Beta-Naftilamina/2-Naftalenamina/2-
Naftilamina; Bromofenil fenil éter; Bromometano/Bromuro de metilo; Cacodilico, écido; Calcic, cromato de;
Carbamaditioico, dcido, 1,2-etanodiilbis, sales y ésteres/Etilenbisditiocarbamico, &cido, sales Y ésteres; Carbaril;
Carbendazim; Carbofurano fenol;, Carbono, tetraclorurc de/TetracIorometano; Carbone, oxifluoruro de:
Cianégenc, bromuro de (CN)Br; Ciclofosfamida; Ciclohexano; Ciciohexanona; Cloral/Acetaldehido, tricloro;
Clorambucil; Clordano, alfa Y gdamma isémeros; Clornafacina/Naftalenamina, n,n'-bis{2-Cloroetil)-;
Clorobenceno; Clorobenzilato: Cloroformo/Triclorometano; Clorometil metil  éter/Clorometoximetano;
Creosota; Cresol (cresilico acido)/Metilfencl; Crisenc; Crotenaldehido/z-Butenal: Cumeno/Benceno, (I-
metiletil}; Daunomicina; DDD; DDT, Dialato; Dibenz[ahlantraceno: Dibenzola,ilpirenc; Dibutil ftalato;
Diclorodiflucrometano; Dicloroetil éter/Etano, 1T-oxibis[2-cloro-; Dicloroisopropil éter/Propano, 2,2'-oxibis[2~
cloro-; Diclorometoxi etano; Dietil ftalato; Dietilen glicol, dicarbamato/Etanol, 2,2-oxibis-, dicarbamato;
Dietilhexil ftalato; Dietilstilbesterol/Fenol, 4,4-(1,2-dietil- l.2-etenediil)bis-; Dihidrosafrole; Dimetil ftalato; Dimetil
sulfato/Sulfirico  cide, Dimetil éster; Dimetilamina/Metanamina, n-metil; Dimetilcarbamil, clorurc
de/Carbamico cloruro de, dimetil; Di-n-octil ftalato; Di-n-propilnitrosamina/1-Proganamina, n-nitrosc-n-propil-;
Dipropilamina/i-Propanamina, n-propil-; Epiclorohidrin/Oxirano, (clorometil)-2-; Estreptozotocina/D-glucosa, 2-
deoxi—z—[[(metilnitrosoamino)-carbonoiE]amino]; Etanal/Acetaldehido; Eteno, ~tetracloro-; Etil carbamato
{uretano)/Carbdmico acido, etil éster; Etil éter: Etil metacrilato/z—Progenoico acido, 2-metil-, etil éster; Etil
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metanosulfonato/Metanosulfénico acido, etil éster; Etilen glicol monoetil éter/Etanol, 2-etoxi-; Etilenc dicloruro
de/12-Dicloroetanc: Etilentiourea/2-imidazolidintiona; Etilideno, dicloruro de/Etano 11-dicloro-: Etilo, acetato
def/Acético acido, etil éster; Etilo, acrilato de/f2-Propenoico dcido, etil éster; Fenacetina; Fenol; Fluoranteno;
Fluorhidrico, &cido; Formaldehido; Férmico, &cido; Fésforo, sulfura de; Ftalico anhidrido/,3-
Isobenzofurandiona; Furfural; Furfurano/Furan; Gamma—BHC/Li_ndano; Hexaclorobencenc;
HexaclorobutadEeno/],Z—Butadieno, 112.3,4,4-hexaclore; Hexaclcrocicfopentadieno/‘i,B-CIclopentad]eno,
1.2,3,4,5.5-hexacloro-; Hexacloroetano; Hexaclorofeno/Z,Z’-Meti[enobis{3,4,6-triqlorofenoi; Hexacloropropeno/l1-
Propeno, 1,1,2,3,3,3-hexacloro-; Hidrazina; Hidrazing, 1,2-dietil-; Indenofl,2 3-cd]pireno; Isobutil alcohol/1-Propanol,
2-metil; lsosafrola; Kepona; Lasiocarpinag; Maleica, hidracida/3,6-Piridazinediona, 1.2-dihidro-; Maleico,
anhidrido/2,5-Furandiona; Malononitrile/Propanodinitrilo; M-diclorobenceno/Benceno, 13-dicloro-; Melfalan/L-
fenilaflanina, 4-[bis(2-Cloroetil)amino]; Mercuric {todas las formas); Metacriiohitrilo/2—Propenenitrilo, 2-metil;
Metanol, Metapirileno; Metil clorocarbonato/carbonocioridico dcido, metil éster; Metil cloroformo/1,1,1-
tricloroetane; Metil etil cetona (MEK)/2-butancna; Metil etil cetona peréxido/2-butancna, perdxido; Metil
isobutil cetona/4-Metil-z—pentanona/4—Metilpentanoi; Metil metacrilato/2-Propencico dcido, 2-metil-, metil

éster; Metilenc bromuro de; Metilens cloruro de/Metano, dicloro-; Metilo cloruro de; Metilo, ioduro de; )

Metiltiouracilo; Mirex; Mitornicin C: MNNG/CGuanidina, n-metil-n*-nitro-n-nitroso-; Naftaleno; n-Butil alcohol/I-
Butanol; Nitrobenceno; n-Nitrosodietanclamina; n-Nitrosodietilaming; n-Nitrosodi-n-butilarmina; n-Nitroso-n-
etilurea; n-Nitrosc-n-metilurea; n-Nitroso-n-metituretano/Carbamico acido, metilnitroso-, etil éster; n-
Nitrosopiperidina/Piperidina, I-nitroso; n-Nitrosopirrofidina/Pirrolidina, 1-nitreso; n-Propilamina/l-Propanamina;
oo-dietil  s-metil ditiofosfato; o-Clorofencl/2-Clorofenot; o-Diclorobenceno; o-Toluidina; o-Toluiding,
hidrocloruro de; Oxiranc/Etileno, éxido de; Oxiranocarboxia!dehn’do/(:!icidi!aldehl’do; Paraldehido/1,3,5-Trioxano,

2,46-trimetil-; p—CIoro—m-cresol/4-cloro—3-metiifenol; p-Diclerobenceno; p-Dimetilamincazobenceno;
Pentaclorobenceno; Pentacloroetano; Pentacloronitrobenceno (PCNB); Piridina; Plomo, subacetato/Plomo,
bis{acetato-ojtetrahidroxitri-; Plomo, acetatoc de; Plomo, fosfato de;  p-Nitrofencl/4-Nitrofenol:

Profam/Carbamico 3cido, fenil-1-metiletil éster: Pronamida; Propileno, dicloruro de/1,2-Dicloropropanc;
Propoxur/Fenol, 2-(i-metiletoxi)-, metilcarbamato; Prosuifocarb/Carbzarmoticice &cido, dipropil-, s-{fenilmetil)
éster; p-Toluidina; Reserpina; Rasorcinol; Sacarina, v sa!es/‘i,z—Benzisotiazol—3(2h)rona, 11-didxido, y sales; Safrole;
Selenio, didxido de; Selenio, sulfuro de SeSy; Sulfhidrico, acido; Talio, acetato de; Talio, carbonato
de/Carbonoico &cido, ditalio(1+} sal; Talio, cloruro de; Talio, nitrato de/Nftrico acido, sal de talio (T+);

Tetracloroetilenc; Tetrahidrofuranc; Ticacetamida/| Etanot_loamida;‘l";odica rk; Tiofanato-metil;
Tiometanol/Metanotiol: Tiourea; Tiram; Toluendiaminz; Tolueno, diisocianato de; Tclueno/Metilbenceno; Trans-
?,2—dic[oroetiienofl,2—dic[oroeti!eno; Trialate; Tribromometano/Bromaoformo; Tricloroetilenc;

Triclorormanofluorometano; Trietilamina/Etanamina, n,n-dietil-: Tripan, azul de; Tris (23-dibromopropil)
fosfato/1-propanol, 2.3-dibromo-, fosfato (3:); Uracilo, mostaza de; Vinilo, cloruro de/Cloroetenc; Warfarina, y
sales, cuando estan presentes en concentraciones menores que 0.3%; Xileno, isémercs; Zing, fosfure de Zn3P2,

cuando estd presente en concentraciones Manores o iguales a 10%; celdas de desecho en Ia produccién de
baterias niguel-cadmio; pilas 0 baterfas zinc-oxids de plata usadas ¢ desechadas; catzlizador gastado con
dxidos de fierro, cromo y potasio provenientes del reactor de deshidrogenacion en la preduccién de estireno;
catalizader gastado de cloruro de mercurio en fa produccidn de clore; catalizador gastado de la purga de la
torre de apagado en la produccién de acrilonitrilo; catalizadores gastados en la produccién de materiales
plasticos vy resinas sintéticas: catalizadores gastados de vehiculos automotores; escorias provenientes del
horno de fundicién de chatarra en la produccion de aluminio; escorias provenientes del horno eléctrico en [a
produccidn de fésforo; escorias provenjentes del horno en |a produccion secundaria de cobre; escorias
provenientes del horno en la produccién secundaria de plome; lodos de los tanques de enfriamiento con
aceites utllizados en las operaciones de tratamiento en caliente de metales; lodos provenientes de las
operaciones de decapado o del desengrasado; lodos provenientes de los bafios de cadrnizado, cobrizado,
cromado, estafiado, fosfatizado, latonado, niquelado, plateado, tropicalizado o zincado de piezas metélicas;
lodos del @nodo electrolitico en la produccién primaria de zing; lodos del aquipo de contrel de emisicnes de
hornos eléctricos en la produccién de hierro ¥ acero; lodos del lavador de gases en la fundicién y refinado de
aluminio; lodos de la manufactura de aleaciones de nigquel; lodos de las purgas de las plantas de acido en la
produccién primaria de cobre: lodes del equipo de control de emisiones de la produccién de ferroaleaciones
de hierro-cromo-silicio: lodos provenientes de la laguna de evaporacién en ia produccidn primaria de plomo;
lodos del equipo de controf de emisiones del afinado en Ia produccién primaria de plomo; lodos generados en
el proceso de desencalado vy depilado; lodos generados en el proceso de pelambre o depilado (encalado); lodos
generados en la etapa de curtido al er mo; lodos de las aguas residuales d
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emisiones atmosféricas; lodos de tanques de almacenamiento de mondmeros; lodos generados en las casetas
de aplicacién de pintura; lodos producto de la regeneracidn de aceites de enfriamiento gastados; lodos de |os

ferroaleaciones de hierro~-cromo-silicio; polvos recuperados en el precipitader electrostatico o casa de balsa en
la produccidn de fésforo; aceites gastados en las operaciones de tratamiento en caliente de metales; sales
precipitadas de los bafios de regeneracion de niquel; residuos conteniendo mercuric de los procescs
electroliticos; residuos de catalizadores agotados; colas en las plantas de manufactura de ferroaleaciones de

operaciones de troquelado, fresado, taladrado Yy esmerilado; carbén activado agotado proveniente del sistema
de emisicnes de la caseta de pintado; residuos del proceso de extrusion de tuberia de cobre; residuos de las
operaciones de limpieza alcalina o dcida; aceites solubles en 3cido (asas) provenientes de los procesos de
alquitacion de hidrocarburos; aminas gastadas, filtros de amine contaminada, lodos de amina, solucion acuosa
de amina contarninada, productos de la degradacién de [a amina, asi comg sélidos recuperados (fondos)
provenientes del proceso de endulzamiento del gas y condensados amargos, otros productos de lg
degradacidn de aminas del proceso de endulzamiento, cracking y fraccionamiento de azufre; clorados
intermedios provenientes del fondo de la columna redestiladora de mondmero de vinilo; clorados pesados
provenientes de los fondos de la columna de purificacidn de diclorcetano; derivados hexaclorados
provenientes de los fondos de la columna de recuperacion de percloroetileno; polimero de la purga de la torre
de apagado en la produccién de acrilonitrilo; residucs de la deshidrogenacién del n-butano en la produccisn
de butadieno; sedimento impregnado de hidrocarburos provenientes de las corridas de dizblo; sosas gastadas
Y sosas fendlicas provenientes de Jos procesos de endulzamiento de hidrocarburos; pasta de desecho en |a
preduccion de pilas secas (celdas primarias-zlcalinas y acidas); residuos de los hornos de la produccién de
baterias de mercurio; felpas impregnadas de pigmentos de cromo ¥ plomo; residuos de agentes secantes para
pinturas, lacas, barnices, masillas para resanar y productos derivadoes; residyos d_e disclventes empleados en el
lavado de los equipos de proceso; residucs de mondmeros autopolimerizables; residuos de retardadores de
flama; residuos del equipo de control de la contaminacién del aire; carbén activado gastado de la produccién
de farmogquimicos y medicamentos gue haya tenido contacto con productos gue contengan constituyentes
toxicos; los medicamentos fuers de especificaciones o caducos; residuos bicldgicos no inactivados de la
prodiuccion de biolégicos Y hemederivados; residuos de Ia produccién de biclégicos v hemoderivados que
contengan constituyentes téxicos; residuos de |a produccion de farmoquimicos y medicarnentos que
contengan constituyentes téxicos; filtro ayuda gastado (tortas de filtros) en la produccién de fosforo \%
pigmentos de cromo y derivados; residuos de fa produccién de carbonilo de niguel; medios filtrantes gastados
de la produccién de 24 .6-tribromofencl residucs Yy subproductos del reactor en la produccién del
nitrobenceno; residucs de la destilacién en la produccidn de anhidrido mazleico; residuos de la produccién de
24.6-tribromofencl; residuos de las torres de lavado de gases en la produccién de metil etil piridina: agentes
mordientes gastados residuales: residucs acidos o alcatines; residuos de adhesivos y polimeros; residuos de
agentes enlazantes y de carbonizacién; residuos provenientes del blanqueado; cenizas de incineracién de
residuos; gasolina, diésel y naftas gastados o sucios provenientes de estaciones de servicio y talleres
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automotrices; residuos de liquido blanqueador, fijador, estabitizador y aguas de enjuague provenientes del
revelado de papel fotografico, placas radiograficas o de rayos x y fotolitos: soluciones gastadas de los bafios de
anodizacién del aluminio: solucicnes gastadas de cianuro de los criscles de limpieza con bafios de sales en las
operaciones de tratamiento en caliente de metales; scluciones gastadas provenientes de las operaciones de
decapado; soluciones gastadas provenientes de los bafios de cadmizado, cobrizado, cromado, estafnado,
fosfatizade, latonado, niguelado, plateado, tropicalizado o zincado de piezas metilicas; solucién gastada del
lavador de gases que provienie del proceso del afinado en fa produccién primaria de plomo; soluciones acidas
gastadas provenientes de i3 limpieza en la produccién de sermiconductores; scluciones gastadas provenientas
del bafio de plagueado en Ia produccién de circuitos electrénicos; soluciones gastadas de los bafos de
templado provenientes de las operaciones de enfriamientc; soluciones gastadas provenientes de |z extrusion;
soluciones gastadas generadas en los procesos de preservacién de la madera; aceites lubricantes usados o
gastados; disolventes orgénicos usados; convertideres cataliticos de vehiculos automotores; baterias eléctricas
a base de mercurio o de niguel-cadmio; [dmparas fluorescentes ¥y de vapor de mercurio; aditamentos que
contengan mercurio, cadmioc o plomo; farmacoes; plaguicidas, herbicidas ¥ sus envasas que contengan
remanentes de los mismos; lodos de perforacion base aceite, provenientes de la extraccidn de combustibles
fésiles; lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados comoe
peligrosos; suelo v subsuelo contaminado con hidrocarburos; susio ¥ subsuelo contaminado con acidos; suelo
¥ subsuelo contaminzado con bases; suelo y subsuelo contaminado con metales pesados; suelo vy subsuelo
contaminado con hidrocarburos clorades; suelo y subsuele contaminado con  dioxinas, furanos, cov’s,
plaguicidas, agroguimicos;, suelo ¥ subsuelo contaminado con contaminantes orgdnicos voldtiles o no
volatiles; lodos de separaderes AP contarminados con hidrocarbures: lodos de trampas de grasas y aceites
contaminados con hidrocarburos; lodos de presas de terraceria contaminados con hidrecarburos; lodos
sedimentados en cdrcamos contaminados con hidrocarburos; aceites gastados dieléctricos; aceites gastados
hidraulicos; aceites gastados solubles; breas cataliticas; breas de destilacion; escorias de metales pesados
granulares y finas; liquidos residuales de proceso corrosivos; liquidos residuales de procesc no corrosivos;
solventes organicos; solventes organoclorados; ledos aceitosos; lodos provenientes de galvancoplastia; lodos
provenientes de procesos de pinturas; lodos provenientes de templado de metales; lodos provenientes de
aguas de proceso; lodos provenientes de tratamiento de aguas negras; sélidos telas, pieles, suelo, subsuele,
cartén, plasticos, hilo o algodén  impregnadas con materiales y/o residuos peligrosos; sélidos de
mantenimientc automotriz; sélidos con metales pesados; sdlidos tortas de filtrado; sustancias corrosivas
&cidas; sustancias corrosivas 3lcalis; productos usados, caducos, fuera de especificacion o retirados dei
comercio y que se desechen; los derivados de la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos: los
provenientes del tratamiento, almacenamiento y disposicién final de residuos peligrosos vy aguellos equipos y
construcciones que hubiesen estado en contacto con residuos peligrosos y sean desechados; la mezcla de
suelos con residuos peligrosos: los residuos peligrosos que se encuentren mezclados con lodos derivados de
plantas de tratamiento; los residuocs peligrosos generados por lzs actividades de dragado parz la construccidn
¥ &l mantenimiento de puertos, darsenas, rios, canales, presas v drenajes; embalajes contaminados: suelos
contaminados; liquido acuoso corrosivo; sélido corrosive: liguido no acuoso corrosivo; liquido reactivo; sclido
reactivo; residuos téxico ambientales; liquido o una mezcla de liquideos gue contienen sdlidos en solucién o
suspension inflamables; sélides inflamabies; los envasas o embalajes que contuvieron residuos peligrosos vy
que no sean reutilizados con el mismo fin ni para el mismo tipo de residuc; los envases y embalajes que
contuvieron materiales peligrosos ¥ que no sean utilizados con el mismo fin y para &l mismo rmaterial; pilas o
baterias; catalizadores gastados;, carbdn activado de la produccién de farmoquimicos y medicamentos;
medicamentos fuera de especificacién o caducos; residuos de la produccién de farmaquimicos vy
medicamentos que contengan constituyentes tdxicos; acumuladores de vehiculos automotores conteniendo
plomo y baterias eléctricas a base de mercuric o de niguel-cadmic; Triglorofluore metano (CFC-11);
Diclorodifluorometano  (CFC-12);  Clorotrifluorometano {CFC-13);  Cloredifluorometanc {HCFC-22);
Triflucrometano (HCFC-23); Diflucrometano {HFC-32); 112 triclortrifluoroetano (CFC-TI3); 1.2 dicloro; 1122
tetrafluoroetanc (CFC-114); Cloro; 11,222 pentafluoroetano (CFC-115); Hexafluoroetano (HCF-118); 2,2 dicloro; 1,1
trifluoroetanc (HCFC-123); 2,3,3.3 Tetratluoro 1 Propenc (HFC-123yf); Pentaflucroetano (HCFC-125); 2 Cloro; 11,1,2
tetraflucroetano  (HCFC-124); 1112 Tetrafiuoroetano (HCFC-1342); Diclorofluoroetanc (HCFC-141b);
Cloredifiuoroetanc (HCFC-142b); 11, Trifiluoroetano (HCFC-143a); 11 ' Difluoroetano (HCFC-152a);
Octafluoropropano (HC-218): 11,12,3.33 Heptafluoropropano (RFC-227 ea); 111.53.3 Hexafluoropropano (HEC-
2362);1,1,1,3,3, Penta fluoropropanoc (HFC-245fa); Propano {HC-290); 1,11,3,3 Pentaflucrobutano {HFC-365mfc); N-
butano {HC-600); isobutano (HC-600a); Isopentanc (HC-601); Propileno (HC-1270); Hidroclorofluorocarbonos
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(HCFC); Halones; Bromociorodifluorometano (HALON -1301) GRUPO I; Dibromotetrafluoroetanc (HALON-2402)
GRUPO 11 Bromoclorodifiuorometano (HALON -1217) GRUPO i, Hexafloruro de azufre (SF8); Isocianatos;
Clerofiuorocarbono {CFC); Hidrofluoroolefinas (HFO); equipos v componentes contaminados con asbesto; fibra
de vidrio contaminada; filtros HEPA gastados; lamina o pedaceria de asbesto; agroguimicos; agua
contaminada con hidrocarburos; arenas contaminadas; balastras; acumuladores; aserrin impregnado con

detergentes, desengrasantes y dispersantes; equipo de proteccidn centaminado; filtros contaminados:; filtros
de carbén activado; filtros de uso hospitalario; granalls; tiquidos reveladores v fijadores cansados; lixiviados con
PH bajo; lodo incrgénico: lodo orgénico; lodo abrasivo; lodos de fosfato; lodos de planta de tratamiento; lodos
de proceso; lodos de proceso de galvanoplastia; percloroetilenc; peréxidos: pintura caduca; polioles; polve
léser; polvo metéalico proveniente de procesos abrasivos; radiograffas; rebabas impregnadas; residuos de
soldadura; resina solida o liguida centaminada o caduca; sales quimicas cohtaminadas o caducas; sdlidos
contaminados con aceites o grasas; sdlidos impregnados con hidrocarburos; solventes orgénicos liquidos
contaminados; sustancias quimicas caducas; tangues vacios que contuvieron' refrigerantes; para el almacén
ubicado en Carretera Oturnba - Ciudad Sahagln Kilometro 3, Colonia Hacienda Soapayucan, Municipio de
Axapusco, Estado de México. C.P. 55940, con capacidad anual para el almacenamiento de 5,300 (cinco mil
trescientas) toneladas, 2n una superficie de 998 m? (novecientos noventa ¥ ocho metros cuadrados).

Condicionante 07- La presente Autorizacién ampara el acopio de residucs peligrosos listados en Ia
Condicionante 6, con eXcepcion de los que provengan de fas actividades del Sector Hidrocarburos, conforme
se establece en el articulo 3, fraccidn Xl de Iz Lley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial v de
Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Condicionante 08.- E| C. RICARDO LOZANO MANJARREZ, debe verificar que los Residuos Peligrosos que
reciba para ser resguardados en e Centro de Acopio autorizado, no rebasen el periodo de seis meses desde su
generacién hasta que sean tratados, aprovechados, reciclados o dispuestos, establecido por los Articulos 56 de
la Ley General parz la Prevencidn y Gestién Integral de los Residuos. No obstante, podra solicitar prérroga
adicional a dicho plazo de conformidad con el articulo 65 de su Reglamento, para lo cual debers observar las
fechas inscritas en los manifiestos correspondientes.

Condicionante 09.- £l C. RICARDO LOZANG MANIARREZ, debe observar medidas para prevenir y responder
de manera segura y ambientalmente adecuada a posibles fugas, derrames o liberacion al ambiente de sus
contenidos que posean propiedades peligrosas, por lo que deberd contar con un plan de contingencias y &l
equipc necesario para atender CUalguier emergencia ocurrida en el Centro de Aceplo, debidamente firmado N
actualizado. '

Condicionante 10.- Ei C. RICARDO LOZANO MAN3ARREZ, debers contar con un programa de capag:itacién en
el cual deber participar todo el personal que intervenga en el manejo de resicduos peligr_osos. As:r}'a[smo, debe
mantener al personal capacitado para operar eficientemente el Centro de Acopio de Residuos Peligrosos.

Condicionante 11.- Ef C. RICARDO LOZANO MANIJARREZ, debe realizar dentro del periodo comprendido entre
el 1 de marzo af 30 de junio de cada afo, el reporte de la Cédula de Operacidn Anual (COA) sobre los residucs
peligrosos que hubiese recibido para acopio del 1 de enero al 31 de diciembre del afio inmediato anterio_r: de
conformidad con lo establecido en las articulos 72y 73 del Reglamento de [a Ley Generatl para la Prevencién y
Gestidn integral de los Residuos, dicha Cédula deberd ser entregada en el formato y disposiciones legales que
para tal efecto establezca esta Secrataria. :

Condicionante 12.- E| C. RICARDC LOZANO MANIARREZ, debe observar que las dreas de almacenamiento
cumplan con las condiciones establecidas en los articulos 82 v 83 del Reglamento dg E.a. Ley General para la
Prevencidén y Gestién Integral de los Residuos, refterando que en caso de incompatibilidad de los re_snduos
peligrosos debe tormar las medidas necesarias para evitar que se mezclen entre si o con otros materiales o}
residuos. )
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maodifique Eia peligrosidad de los residuos peligrosos recibidos para su almacénamiento, en tanto no cuente
con la autorizacion correspondiente emitida por esta Secretaria.

En caso de presentarse algln siniestro gue represente una contingencia, el C. RICARDO LOZANO
MANJARREZ, debers Teparar, compensar y mitigar el dafio ambiental que se ocasione, de conformidad con o
estipulado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Federal de Procedimiento Administrativo, tomando por veridica ta informacién presentada por el C. RICARDO
LOZANO MANJARREZ a través de sy Representante Legal. En caso de existir falsedad en la informacién la
promovente se hard acreedor de las sanciones correspondientes de acuerdo al Cédige Penal Federal.

ATENTAMENTE
EL ENCARGADO

7
caB

Con fundamento en 1o ispuests: el articule  SEPTIMO
transitorio del Reglamentozift&hcrEdefa- Secretaria de Medio
Ambiente v Recursos Naturales, en supiencia por ausencis
definitiva de! Titular de |a Oficina de Representzcidn de la
SEMARNAT en el Estado de México, previa designacisn, firma la
persona  moral  denominada  Antonie Reyna Cabrera,
Subdelegado de Cestidn para la Srotecsidn Ampiental y Recursos
Naturales.

ING. ANTONIO REYNA

ec.ep- Arturo Gavilan Garcia-~ Director General de Gestién Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de [a SEML.\RNAT )
Ing. Federico Crtiz Fleres.- Encargado del Despacho de la Oficina de Representacion de Proteceidn Ambiental de la Procuraduria Faderal de
Proteccidn al Ambiente en el Estado de México.
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